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Abstract (en)
A method of applying a composite nickel-oxide-titanium coating to a metal carrier is effected by means of electrolytic sedimentation from an aqueous
solution containing dichlorinated nickel and trichlorinated titanium, both in a concentration providing for electroconductivity of the solution. The
electrolytic sedimentation is carried out in a pulsed potentiostatic regime.

Abstract (de)
A method of applying a composite nickel-oxide-titanium coating to a metal carrier is effected by means of electrolytic sedimentation from an aqueous
solution containing dichlorinated nickel and trichlorinated titanium, both in concentration providing for electroconductivity of the solution. The
electrolytic sedimentation is carried out in a pulsed potentiostatic regime. ZUSAMMENFASSUNG Verfahren zum Auftragen eines Verbund-Nickel-
Titandioxid-Uberzuges auf eine Metallunterlage erfolgt durch elektrolytische Abscheidung aus einer wasserigen Lésung, die Nickeldichlorid und
Titantrichlorid enthalt, beide in einer Konzentration, die eine maximale elekirische Leitfahigkeit der Lésung bewirkt. Die elektrolytische Abscheidung
fahrt man unter den potentiostatischen Impulsverhéltnissen durch.

Abstract (fr)
Le procédé décrit s'effectue par sédimentation électrolytique a partir d'une solution aqueuse renfermant du nickel dichloré et du titane trichloré, tous
deux dans une concentration permettant I'électroconductivité de la solution. Cette sédimentation électrolytique s'effectue en régime potentiostatique
pulsé.
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